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摘要(译)

本发明公开了一种光声和荧光双模一体断层成像系统与成像方法。该系
统包括可调制激光光源(1)、振镜(2)、样品转台(3)、滤波轮(4)、门控
ICCD相机(5)、光声探测采集模块(6)、系统控制模块(7)、计算(8)、数据
总线(9)和控制总线(10)。其中，振镜、样品转台、滤波轮、门控ICCD相
机与激光方向位于一条直线上，光声探测采集模块的超声换能阵列法向
与该直线垂直，形成十字交叉的垂直探测方式。本发明的成像方法以光
声断层成像所得的光吸收分布作为荧光断层成像重建的先验信息，采取
迭代方法重建荧光团位置、荧光产额和荧光寿命参数。本发明可降低成
像复杂度，节约硬件成本，提高系统灵活性和荧光断层成像重建精度。
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